
セミクリーンＮＡ－１
（アルカリ系ガラス洗浄剤）

特  長

・レジストなどの有機物汚染、研磨剤やカレットなどの無機物汚染、指紋な

どの複合物質汚染と様々な汚れに対応する洗浄剤です。

・基板の残渣として問題となりやすいＮａイオンを含まずリンス性も高く、

また、装置メンテナンスにも優れた洗浄剤です。

・無リンタイプの洗浄剤のため、排水規制の厳しい地域でも問題なく使用可

能です。

用  途

・フォトマスクや水晶振動子用基板など石英加工部品の洗浄

・ガラスハードディスク用メディア、サブ基板の洗浄

・レンズ、光学フィルターなど光学部品の洗浄

使用方法

・方法：超音波洗浄、ブラシ洗浄、スピン洗浄

・濃度：１～５%希釈

・温度：常温～６０℃

洗浄後、清浄度に応じて２～５段階の水リンスを行って下さい。

性  状

・外 観

・比 重（原液、25℃）

・ｐ Ｈ（2%、25℃）

・ＣＯＤＭｎ（0.1％）

・ＢＯＤ（0.1％）

無色～淡黄色透明液体

１．１１

１２．２

１１０ mg/Ｌ

３５ mg/Ｌ


